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Verfahren und Verrichtung zum einseitigen Beschichten von durchlaufendem Band.

@ Die Erfindung befaft sich mit einem Verfahren und einer
Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens zum einseiti-
gen Beschichten von durchlaufendem Band, insbesondere
zum Verzinken von Stahlband (B). Dabei wird das um eine
harizontal umiaufende Umienkrolle {2) geflihrte Band mit
Hilfe einer unterhalb der Umlenkrolle (2) achsparallel dazu
angeordneten, in das Beschichtungsmedium mit mindestens
flissigem Beschichtungsmedium (4) benetzt. Die gesamte
Anlage arbeitet unter Schutzgas. Es hat sich gezeigt, daB,
wenh das beschichtete Band die Schutzgasatmosphére mit
einer zu hohen Temperatur verldRt, die nicht beschichtete
rlickwartige Oberflache des Bandes oxidiert bzw. aniauft,
was fur die Weiterverarbeitung des Bandes nachteilig ist.
Davon wird die Aufgabe der Erfindung abgeleitet, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zu schaffen, mit dem bzw.
mit der es méglich ist, ein einseitiges Band mit reiner, nicht
gxidierter unbeschichteter Riickseite herzustellen, Zu diesem
Zweck wird vorgeschlagen, die Oxidschicht auf der @berfla-
che der nicht beschichteten Seite mechanisch abtragend zu
bearbeiten. Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Schrittes
kénnen rotierende Werkzeuge, sie Metall- pder Kunststoft-
biirsten sein oder aus Werkzeugen bestehen, die ein mit
Schieifpartikeln durchsetztes FlieB aus synthetischen Pha-
sern aufweisen.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Durchfiihren
des Verfahrens zum einseitigen Beschichten von durchlaufendem Band, insbe-
sondere zum Verzinken von Stahlband, das oberhalb des in einem Behdlter
befindlichen fliissigen Beschichtungsmedium innerhalb einer Schutzgasatmos-
phare um eine horizontal umlaufende Umlenkrolle gefiihrt ist, wobei unter-
halb der Umlenkrolle achsparallel dazu eine in das Beschichtungsmedium mit
mindestens der Hd1fte ihres Umfanges eintauchende Schopfrolle angeordnet
ist, mit der das Beschichtungsmedium mindestens in der fiir das Aufbringen
der gewlinschten Beschichtungsdicke notwendiden Menge entgegen der Band-
durchlaufrichtung gegen die Oberfldche des Bandes gefordert wird und wobei
der Umlenkrolle in Bandtransportrichtung hinter dem Spalt zwischen Band-
oberflédche und Schﬁpfro]]enmanteT ein Diisenmesser zur Steuerung der gewiin-
schten Schichtdicke und ggfs. eine Vorrichtung zum Einbringen von Kristal-
lisationskeimen in die Schicht mittels eines Gasstromes nachgeordnet ist.

~ Mit einem Verfahren und einer Vorrichtung der beschriebenen Art wird ein
einwandfreies, gleichmdBiges einseitiges Beschichten des durchlaufenden Ban-
‘des mit geringem Bauaufwand bei exakter Einstellbarkeit der Beschichtungs-
dicke ermdoglicht. Bei der durchfiihrung des Verfahrens hat sich jedoch
gezeigt, daB, wenn das beschichtete Band die Schutzgasatmosphidre mit einer
zu hohen Temperatur verldRt, die nicht beschichtete riickwdrtige Oberfldche
des -Bandes oxidiert bzw. anlduft, was fiir die Weiterverarbeitung des Bandes
nachteilig ist. Zwar kann man das Schutzgas gleichzeitig zur Kiihlung des
Bandes verwenden, um die Temperatur in einen solchen Bereich abzusenken, in
dem das Anlaufen der Oberfldche nicht mehr erfolgt, das erfordert jedoch

eine sehr Tange’Kﬁh]strecke unter Schutzgas mit entsprechend hohen Investi-
tionskosten.

Der vorliegenden Patentanmeldung 1iegt ausgehend von diesen Problemen die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des
Verfahrens zu schaffen, mit dem bzw. mit der es moglich ist, ein einseitig
beschichtetes Band mit reiner, d. h. nicht oxidierten bzw. nicht angelau-
fener unbeschichteter Riickseite herzustellen.
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Zur Losung der Aufgabe wird erfindungsgemdB vorgeschlagen, dafB die Oxid-
schicht auf der Oberfldche der nicht beschichteten Seite des Bandes me-
chanisch abtragend bearbeitet wird. Es hat sich gezeigt, daB es wesentlich
einfacher und weniger bauaufwendig ist, das Oxidieren bzw. Anlaufen der
Oberfliche zundachst in Kauf zu nehmen, um spdter die Oxidschicht der nicht
beschichteten Seite des Bandes mechanisch zu entfernen. Da die Anlauf-
schicht nur eine Dicke von wenigen Mikron aufweist, ist deren Abtragung mit
relativ einfachen Mitteln problemlos mdglich.

Als besonders giinstig hat sich erwiesen, zum Abtragen ein oder mehrere auf
die Oberfldche einwirkende rotierende Werkzeuge vorzusehen. Selbstverstdnd-
lich ist die Rotationsgeschwindigkeit eines solchen Werkzeuges so zu wigh-
1en, daB eine erhebliche Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Beschichtungs-
oberfliche und dem auf diese einwirkenden Werkzeugteil gegeben ist.

Nach einem glinstigen Vorschlag der Erfindung ist das Werkzeug eine Metall-
oder Kunststoffbiirste oder wie ein anderes Merkmal der Erfindung vorschldgt
ein mit Schleifpartikeln durchsetztes Vliies aus synthetischen Fasern.

Es ist jedoch auch denkbar, eine Biirste mit einer gepflochtenen oder geweb-
ten Oberfldche vorzusehen, die in ihrer Konsistenz lediglich fest genug
sein muB, um die Anlaufschicht abzutragen.

Das Werkzeug zum Abtragen der Oberfldche ist nach einem weiteren Merkmal
der Erfindung auBerhalb der Schutzgasatmosphdre in Bandlaufrichtung dem
Diisenmesser bzw. der Vorrichtung zum Einbringen von Kristallisationskeimen
mit fiir die Kihlung des Bandes ausreichendem Abstand nachgeordnet.,

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, daB die Vor-
richtung zum Einbringen von Kristallisationskeimen nicht mehr notwendiger=
weise innerhalb der Schutzgasatmosphdre vorgesehen sein muB und dieselbe
jetzt mit normaler Luft statt wie bisher mit Schutzgas betrieben werden
kann. Das reduziert den Aufwand der gesamten Einrichtung erheblich, die
zuvor Einrichtungen zur Riickgewinnung des Schutzgases nach vorheriger Sdu=
berung notwendig machte.
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Wie in der Zeichnungsfigur dargestellt, ist die vorgeschlagene Vorrichtung
duperst einfach sowohl in ihrer Herstellung als auch in ihrer Wirkungswei-
se. Das beschichtete Band B, das nach Umlauf um die Umlenkrolle 2 mittels
der Schopfrolle 3 mit Beschichtungsmaterial 4 beschichtet ist, verldBt bei
10 das Schutzgasgehduse 1, beispielsweise mit einer Temperatur von ca.
400°C. Dabei entsteht auf der Riickseite des Bandes eine Anlaufschicht, die
bewirkt, daB sich das Band zundchst gelb, spdter blau-grau einfarbt. Das
Band B wird weiter zu einer Umlenkrolle 5 gefiihrt, zwischen der und dem
Schutzgasgehduse gegebenenfalls die Einrichtung zur Zinkblumenunterdriickung
6 vorgesehen ist. Im Bereich einer weiteren Umlenkrolle 7 sind die erfin-
dungsgemdBen Werkzeuge 8 und 9 so angeordnet, daB der Umlenkrollenmantel
ein Widerlager fiir die Werkzeuge 8 und 9 bildet. Auf der Strecke zwischen
Schut zgasgehduse-Ausgang 10 und Umlenkrolle 7 ist das Band B soweit abge-
kiih1t, daR die Oxidation abgeschlossen ist. Sobald das Band auf eine Tem-
peratur von ca. 100° € abgekiihlt ist, verdndert es seine Oberfldche nicht
mehr. In diesem Bereich sind die zwei quer und parallel zum Band gelagerten
rotierenden Werkzeuges angeordnet. Dabei handelt es sich um mit Schleifpar-
tikeln durchsetzte Vlies- Walzen, die die nur wenige Mikron diinne Anlauf-

schicht miihelos abtragen, so daB eine einwandfreie Bandoberflache ent-
steht. ' h
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1. Verfahren zum einseitigen Beschichten von durchlaufendem Band, insbeson=
dere zum Verzinken von Stahlband, das oberhalb des in einem Behdlter be-
findlichen fliissigen Beschichtungsmedium innerhalb einer Schutzgasatmos=

~ phire um eine horizontal umlaufende Umlenkrolle gefiihrt jst, wobei un-
terhalb der Umlenkrolle achsparallel dazu eine in das Beschichtungsmedi-
um mit mindestens der Hdlfte ihres Umfanges eintauchende Sehtpfrolle an-
geordnet ist, mit der das Beschichtungsmedium mindestens in der fiir das
Aufbringen der gewiinschten Beschichtungsdicke notwendigen Menge entgegen
der Banddurchlaufrichtung gegen die Oberfldche des Bandes gefordert wird
und wobei der Umlenkrolle in Bandtransportrichtung hinter dem Spalt zwi=
schen Bandoberfldche und Schopfrollenmantel ein Disenmesser zur Steue=
rung der gewiinschten Schichtdicke und ggfs. eine Vorrichtung zum Eip-
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bringen von Kristallisationskeimen in die Schicht mittels eines Gasstro-
mes nachgeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Oxidschicht auf der Oberfldche der nicht beschichteten Seite
des Bandes {B) mechanisch abtragend bearbeitet wird.

Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, ,

daP zum Abtragen ein oder mehrere auf die Oberfldche einwirkende rotie-
rende Werkzeuge (8, 9) vorgesehen sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,

daR das Werkzeug (8, 9) eine Metall- oder Kunststoffbiirste ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet,

daR das Werkzeug (8, 9) ein mit Schleifpartikeln durchsetztes Viies aus
synthe-tischen Fasern ist. Vorrichtung nach Anspruch 3,

Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,

daB die Biirste mit einer gepflochtenen oder gewebten-Oberfléche”versehen
ist.

Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, ,

daB das Werkzeug (8, 9) zum Abtragen der Oberflache auBerhalb der
Schutzgasatmosphdre in Bandlaufrichtung dem Diisenmesser (D) bzw. der
Vorrichtung zum Einbringen von Kristallisationskeimen (6) mit fir die
Kiihlung des Bandes (B) ausreichenden Abstand nachgeordnet ist.
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